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摘要(译)

本发明提供一种彩膜基板及其制作方法、显示面板和显示装置，包括：
衬底基板以及形成在所述衬底基板一侧的位于彩色子像素区域中的单层
彩色膜层，和位于一部分所述彩色子像素区域之间的由多个单层彩色膜
层层叠而成的彩色叠膜层；所述彩膜基板还包括位于另一部分所述彩色
子像素区域之间的隔垫物，以及覆盖在所述彩色叠膜层表面的辅助电极
层；所述隔垫物的顶面高于彩色叠膜层的顶面，所述隔垫物在高度方向
可被弹性压缩。本发明避免了屏幕过大时内部压力不匀而无法正常使用
的问题，应用于OLED的显示，可以有效减少辅助电极层ITO材料和阴极
材料的破损，并且能够保证良好的导电作用。
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